
等离子外部沉积服务

标准Fluosil® 掺氟预制棒是用我们的等离子外部沉积工艺
制作的。这个工艺也可以轻易地用于将高度掺氟层沉积到
实心和管状的衬材上。我们为需要高度掺氟外包层的客户
提供这种灵活的工艺服务，用于客户自行特别设计的石英
产品，例如芯棒和衬管。这个POD服务非常适合以下应用：

	 �包覆具有特殊横截面形状的芯棒或衬管，例如方形， 
六边形，或者D-形

	 �生产双层和多层包覆层结构，例如光纤激光器预制棒
	 �包覆特殊芯材例如掺杂稀土的石英棒材和具有非 
常高的内应力的棒材

顾客的衬材 服务：掺氟石英的沉积

氧 硅化合物
等离子体焰炬

氟化合物



USA
Heraeus Quartz North America LLC 
Heraeus Conamic
100 Heraeus Blvd.
Buford, GA 30518
Phone +1 678.804-1051 
conamic.fiber.us@heraeus.com

关于我们

贺利氏是提供用于光纤生产的高纯度合成熔融石英的全球
主要供应商，我们自1976年起就已是赢得全球光线产业信
赖的合作伙伴。

China
Heraeus (China) Investment Co., Ltd. 
Heraeus Conamic
1 Guangzhong Road, Zhuanqiao Town
MinHang District, Shanghai 201108 
Phone +86 (21) 3357 5173
conamic.fiber.cn@heraeus.com

氟含量 [ppm]    0 … 70,000           

折射率*    0 … -23 x 10-3

数值孔径 (NA)** 高达 0.28 

包层和衬管的直径比 (CCDR) 无上限
衬材的最小直径 10 mm

衬材的最小长度 依衬材直径而变
衬材的最大长度 依衬材直径而变

包覆性能 POD

包层与芯直径比（CCDR）是以柱形几何来定义的，为包
层外直径与芯材直径的比值。虽然POD工艺非常灵活，但
非圆柱（D-形，方形等）包层厚度的非均匀性已经被观察
到。因此，对于非圆几何，在沉积服务之前要定义定制的
包层厚度规格

Germany
Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG 
Heraeus Conamic
Reinhard-Heraeus-Ring 29 63801 
Kleinostheim
Phone +49 (0) 6181 35-6324 
conamic.fiber.eu@heraeus.com

www.heraeus-conamic.com

�POD-氟掺杂包层
客户的衬材

典型的预制棒截面

圆柱形棒 材
或者管材

D-形棒材

方形棒材
或者管材

六边形棒材
或者管材

八边形棒材
或者管材

* 与无掺杂石英的差别 (贺利氏标准)

** 对于无掺杂的硅衬管

折射率包层剖面的灵活性

由于POD工艺的灵活性，简单或复杂的折射率包层可以沉
积在客户提供的衬材的外径上。均匀掺杂的包层，简称
为“U型”，可达到从0到7%的氟含量。相比之下，双重或
多重的包层结构，简称为“S型”，由折射率不同的层组
成，可以沉积以创造出复杂的包层剖面。客户特定的衬材
也可以被未掺杂的F300 管或者Fluosil® 掺氟管包覆。

截面和折射率剖面的例子
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